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Umschlag:

Vorne: Lac Bleu de Louché, Evoléne VS

Hinten: Wasserleitung «Foppumwasch»
im Val Mistair GR

Couverture:

Recto: Lac Bleu de Louché, Evoléne VS

Verso: Canal d'irrigation «Foppumwasch»
dans le Val Mustair GR
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